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١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣- کنفرانس مهندسی معدن ايران

ريد در فرآيند ليچينگ مجتمع مس يون كل انتقال و انباشتگي بررسي
  سرچشمه

  ٣ ، شهرام سعيد٢ ، حميد حاج محمدي٭١اسماعيل عين عليان علي آبادي

  فوق ليسانس مهندسي شيمي، امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه -١

  فوق ليسانس شيمي تجزيه، آزمايشگاه مركزي مجتمع مس سرچشمه -٢

  عه مجتمع مس سرچشمه ليسانس مهندسي متالورژي، امور تحقيق و توس-٣

: mail-Ecom.alian@nicico  

  
  

  چكيده

 مجتمـع مـس   كارخانه اسيد سـولفوريك  به منظور جلوگيري از هزينه فرآيند خنثي سازي پساب  
مصرف اين پساب در فرآينـد هيـپ ليچينـگ          ,  و كاهش هزينه مصرف اسيد در واحد ليچينگ        سرچشمه

 يـون كلريـد در      ٣٠ mgr/litچون اين پساب داراي يون كلريد بوده و غلظـت بـيش از              . شنهاد گرديد پي
 انباشـتگي يـون كلريـد در ايـن           انتقـال و     پروژه بررسي , فرآيند الكترووينينگ باعث مشكلاتي مي گردد     

 ـ  ,  در اين پروژه راههاي ورود. مجموعه مورد نظر قرار گرفت  ه مـدارهاي  خروج و انباشتگي يـون كلريـد ب
با آزمايشات .  و ميزان آنها مشخص شد،مواد آلي و الكتروليت الكترووينينگ شناسايي, محلول ليچ كننده

سـپس بـا    . باشد  شود ولي ميزان جذب محدود مي       انجام شده مشخص شد يون كلريد در خاك جذب مي         
يستم براي زماني كه پساب  وضعيت س- در حالت پايدار و ناپايدار-نوشتن معادلات موازنه جرم براي مدار
 گرم يـون كلريـد   ١ ميزان جذب يون كلريد توسط خاك در حدود     .به سيستم اضافه گردد تحليل گرديد     

 يـون كلريـد در محلـول الكتروليـت را     (set point)كنترلـي  اگر غلظت .به ازاي هر تن خاك  مي باشد
mgr/lit كننده   غلظت مجاز يون  كلريد در محلول ليچ       ,  در نظر بگيريم   ٢٥ mgr/lit خواهد بود  ٣/٢٥  ,

غلظت يون كلريد در محلول ليچ كننـده بـه غلظـت         ,  روز پس از افزودن پساب به محلول ليچ كننده         ٦و  
  . خواهد رسيد٣/٢٥ mgr/lit   مجاز

   "انباشتگي" ,"هيپ ليچينگ" ,"مس" ,"كلريد:" واژه هاي كليدي

 
 


